4
Chemie Membranpumpen und Systeme, VACUUBRAND % eQ
Chemistry Diaphragm Pumps and Systems WWC5C002

Chemie Membranpumpen

Typische Einsatzbereiche fir Chemie-Membranpumpen sind das Ab- und Umpumpen
von chemisch aggressiven Gasen und Dampfen, wie an Rotationsverdampfern, Vakuum-
trockenschranken, in Verdampferzentrifugen und vielen anderen Laboranwendungen.
Chemie-Membranpumpen von VACUUBRAND sind Pumpen in kompromissloser Che-
mie-Ausflhrung: Sie haben dank Fluorkunststoffen hervorragende chemische Bestandig-
keit durchgehend von der Saugseite bis zur Druckseite und zeichnen sich durch hohe
Kondensatvertraglichkeit aus. Zwei-, drei- und vierstufige Pumpen haben darlber hinaus
ein Gasballastventil fur alle Arbeiten mit leicht kondensierbaren Dampfen. Bei dieser Pum-
pentechnik ist der Schépfraum durch eine Membrane hermetisch vom Antriebsraum ge-
trennt. Membranpumpen sind &lfrei, verbrauchen kein Wasser und erzeugen weder Ab-
wasser noch Altol.

Chemie-Vakuumsystem MZ 2C NT +AK+EK

Der saugseitige Abscheider (AK) aus Glas mit Schutzbeschichtung hélt Partikel und Flis-
sigkeitstropfchen zurlick. Der druckseitige Emissionskondensator (EK) ist besonders @
wirksam und kompakt. Er ermdglicht die nahezu hundertprozentige Riickgewinnung von
L&semitteln, deren wirtschaftliche Wiederverwendung und aktiven Schutz der Umwelt.

Chemie-Vakuumsystem MZ 2C NT +AK SYNCHRO+EK
Dieses Chemie-Vakuumsystem ermdglicht den parallelen Betrieb zweier Prozesse mit nur
einer Pumpe.

Chemie-Pumpstand PC 510 select
Zum Pumpstand gehort ein Vakuum-Controller VACUU-SELECT mit Ventil zur elektroni-
schen Vakuumregelung.
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Vakuumtechnik im System

Chemie-Pumpstand PC 511 select
Der PC 511 NT bietet zusétzlich einen zweiten Vakuumanschluss mit manuellem Durch-
flussregelventil fir den parallelen Betrieb zweier Prozesse mit nur einer Pumpe.

Chemie-Pumpstand PC 520 select
Dieser Pumpstand bietet eine platzsparende und bewéhrte Lésung flir den unabhangigen,
parallelen und elektronisch geregelten Betrieb zweier Prozesse mit nur einer Pumpe.

Chemie-Pumpstand PC 620 select
Dieser Pumpstand bietet eine platzsparende und bewéhrte Lésung fir den unabhéngigen,
parallelen Betrieb zweier Prozesse mit nur einer Pumpe von sehr hohem Saugvermdgen.

VARIO®Chemie-Pumpstand PC 3003 VARIO select und PC 3001 VARIO select
VARIO-Pumpstande regeln das Vakuum punktgenau Uber die Drehzahl der Pumpe, der
integrierte Vakuum-Controller kann daher auch vollautomatische Eindampfungen auf
Knopfdruck durchfiihren. Dank der Drehzahlregelung arbeitet die Pumpe nur dann, wenn
Vakuum benétigt wird.
: Membranvakuumpumpe

Einstufig bis 70 mbar

Zweistufig bis 7 mbar

Dreistufig bis 1,5 mbar

Vierstufig bis 0,6 mbar
: C=Chemie-Ausfiihrung
PC:  Pumpstand Chemie
AK:  Abscheider fiir Kondensate, saug- oder druckseitig,
EK: Emissionskondensator
select: Mit neuem Vakuum-Controller VACUU-SELECT
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Typ Saugver- Endva- Gewicht L x B x H Best.-Nr.
mogen  kuum
m3/h mbar kg mm
@ ME 1C 0,7 100 5,0 247x121x145 1018 71100
MZ 2C NT 2,0 7 11,1 243x243x198 10 18 72300
MZ 2C NT 2,0 7 14,2 326x243x402 10 18 72600
+AK+EK
(@ MZ 2C NT +AK 2,0 7 14,5 326x248x402 10 18 72800
SYNCHRO+EK
PC 510 select 2,0 7 17,2 418x243x457 10 18 73150
PC 511 select 2,0 7 17,4 435x243x457 10 18 73250
(® PC 520 select 2,0 7 17,7 435%x243x457 10 18 73350
PC 620 select 3,4 1,56 20,6 435%x243x457 10 18 77350
MD 1C 1,3 2 6,9 316x143x175 10 18 76600
MD 1C +AK+EK 1,3 2 10,2 316x239x405 10 18 76620
@ PC 3001 VARIO 2,0 2 8,2 303x306x400 10 18 70200
select
PC 3003 VARIO 2,8 06 21,1 419x243x457 10 18 78450
select
Zubehor
Artikel Best.-Nr.
Feinregulierkopf fir ME/MZ 1C 10 18 76843




